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(57) Abstract : The subject of the present 
invention is a device for drying a 
photomask, comprising: a sealed chamber 
(2) comprising at least one photomask 
(13); a pumping group (3) for providing 
and maintaining a vacuum inside said 
chamber (2); a holder (12) for the 
photomask (13), placed inside said 
chamber (2); infrared radiation means (6) 
placed inside said chamber (2); and a 
system (10) for injecting gas into said 
chamber (2). According to the invention, 
the infrared radiation means comprises a 
plurality of infrared sources (6) distributed 
in a plane parallel to the plane of the 
photomask (13) such that the distance from 
the photomask (13) to the means for 
generating IR is given by the equation: 
D=1.5xd, where D is the distance between 
the plane containing the infrared sources 
(6) and the photomask (13), and d is the 
distance between the central points of two 
infrared sources (6), and the system (10) 
for injecting gas comprises a plurality of 
gas injectors (30) distributed in a plane 
parallel to the plane of the photomask (13) 

such that the injectors (30) are invariant in 90° rotation about the central point (13) of the photomask. 
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[Suite sur la page suivante] 



wo 2012/000951 AI I lllll llllllll II llllll III lllll lllll III III III lllll lllll mil mil mil nil lllllll nil nil nil 

La presente invention a pour objet un dispositif de sechage d'un photomasque comprenant: -une enceinte (2) etanche contenant au 
moins un photomasque (13), -un groupe de pompage (3 ) pour installer et maintenir le vide a l'interieur de ladite 1 ' enceinte (2), -
un support (12) du photomasque (13), place a l'interieur de ladite enceinte(2), -des moyens de rayonnement infrarouge (6) places a 
l'interieur de ladite enceinte (2), -un systeme d'injection de gaz (10) dans ladite enceinte (2), Selon l'invention, les moyens de 
rayonnement infrarouge comprennent une pluralite de sources de rayonnement infrarouge (6) reparties dans un plan parallele au 
plan du photomasque (13) de telle sorte que la distance du photomasque (13) aux moyens de rayonnement IR soit donnee par la 
relation: D=l,5 x d dans laquelle D est la distance entre le plan contenant les sources de rayonnement infrarouge (6) et le 
photomasque (13), et d est la distance entre les points centraux de deux sources de rayonnement infrarouge (6), et le systeme 
d'injection de gaz (10) comprend une pluralite d'injecteurs de gaz (30) reparties dans un plan parallele au plan du photomasque 
(13) de telle sorte que les injecteurs (30) respectent une invariance par rotation de 90° autour du point central du photomasque 
(13). 


